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日 本 特 許 公 開 平成11年
1 導電膜のエッチング方法

日本板ガラス㈱
2 透明導電膜付き基板およびそれを用いた平面
型表示素子 〃
3 透明導電膜の電極パターン加工方法 〃
4 反応性イオンエッチング装置および反応性イ
オンエッチング方法 三井化学㈱
5 ドライエッチング装置およびその運転方法

〃
6 ＩＴＯ膜の製造方法、及び電極基板とその製
造方法 キャノン㈱
7 ＩＴＯ電極の成膜加工方法

㈱半導体ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所
8 導電膜の形成方法 シャープ㈱
9 薄膜ＥＬパネル 〃
10 アクティブマトリクス型液晶表示装置および
その製造方法 〃
11 アクティブマトリクス型液晶表示装置

〃
12 太陽電池素子付き液晶表示素子およびその製
造方法 シチズン時計㈱
13 液晶装置及びその製造方法 〃
14 太陽電池の製造方法 〃
15 太陽電池とその製造方法およびその製造方法
およびそのためのフォトリソグラフ用マスク

〃
16 液晶表示パネルおよびその製造方法

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ㈱
17 液晶表示装置およびその製造方法 〃

〃
18 〃 〃
19 表示装置 〃
20 配線の形成方法 カシオ計算機㈱
21 液晶表示装置の製造方法 ㈱東芝
22 パターン化された透明導電膜およびその製造
方法 住友大阪セメント㈱
23 加工性に優れた透明導電膜 ㈱神戸製鋼所
24 表示管用陽極基板とその製造方法

双葉電子工業㈱
25 液晶パネルの配線パターン形成方法

河口湖精密㈱
26 液晶表示装置の製造方法 日本ペイント㈱
27 〃 出光興産㈱

日 本 特 許 公 開 平成12年
28 透明導電膜のエッチング液 三菱瓦斯化学㈱
29 透明導電性膜のエッチング方法 〃
30 金属酸化物焼結体およびその用途

ジオマック㈱
31 〃 〃
32 ＩＴＯ透明導電膜付き基板およびそれを用い
た液晶表示素子 日本板硝子㈱
33 〃 〃

34 ＩＴＯ透明導電膜付き基板およびそれを用い
た液晶表示素子 〃
35 ＩＴＯドライエッチング方法 三井化学㈱
36 ＩＴＯドライエッチング装置およびこれを用
いる方法 〃
37 ＩＴＯエッチング方法 〃
38 ＩＴＯのドライエッチング方法 〃
39 ＩＴＯ膜のドライエッチング方法及び該方法
を用いた液晶素子基板の製造方法、液晶素子
基板 キャノン㈱
40 透明導電膜電膜の成膜方法 シャープ㈱
41 電極配線基板の製造方法及び液晶表示装置の
製造方法 〃
42 液晶表示装置及びその製造方法 〃
43 パターン形成方法 松下電子工業㈱
44 ドライエッチング装置及びドライエッチング
方法 三菱電機㈱
45 液晶表示装置の製造方法

㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
46 ＴＦＴアレイ基板及びこれを用いた液晶表示
装置並びにＴＦＴアレイ基板の製造方法

〃
47 表示パネル及びその製造方法

カシオ計算機㈱
48 〃 〃
49 透明導電膜 ㈱東芝
50 電磁波遮蔽透明体 住友ベークライト㈱
51 有機ＥＬ素子およびその製造方法

チッソ㈱
52 導電性金属酸化物焼結体およびその用途

東ソー㈱
53 透明電極基板及びその作製方法並びに光起電
力素子 三洋電機㈱
54 カラー液晶表示装置製造方法 ＩＢＭ Corp.
55 透明導電材料、透明導電ガラス及び透明導電
フィルム 出光興産㈱
56 〃 〃
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